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(57) In der elektrischen Speiseeinheit fir eine elektrische Ent-
ladungs-Oberflaichenbehandlung steuert eine Gruppe von
Schaltelementen wéhrend einer ersten Pulsbreite T1 eines =1
elektrischen Entladungsstroms einen ersten Spitzenwert Ip1

auf einen vorbestimmten Wert, wobei Elektrodenmaterial in ei- ~14

ner vorbestimmten Menge auf das Werkstuck (2) abgegeben 15b

wird, und das so abgegebene Elektrodenmaterial wird dazu -
gebracht, einen am Werkstiick haftenden Elektrodenbestand-

teil (15a) zu bilden. In einer zweiten Pulsbreite T2 eines elektri- 2

schen Entladungsstroms wird ein zweiter Spitzenwert Ip2 ein-
gestellt, so dass die Abgabe von Elektrodenmaterial unter-
driickt wird und der am Werkstlick (2) haftende Elektrodenbe-
standteil (15a) geschmolzen wird, um eine auf dem Werkstiick

(2) geschmolzene Hartmetallschicht (Elektrodenbestandteil
(15b)) zu bilden. Auf diese Art kann eine exzellente Hartmetall- A1
schicht, deren Kristallkérner fein sind, auf dem Werkstiick (2)
gebildet werden. ~14
Das Gleiche wird erreicht, wenn die Wellenformen der ‘ 152

stellt werden, wobei in der ersten Hélfte jedes Entladungspul-
ses die Abgabe des Elektrodenmaterials an das Werkstick
und in der zweiten Halfte das Aufschmelzen des Materials auf
dem Werkstiick erfolgt, aber kein neues Material von der Elek-
trode abgegeben wird.

elektrischen Entladungsimpulse jeweils entsprechend einge- ‘
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